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Abstract (en)
Aryl metal compounds (I) are prepared in a continuous flow reactor and reacted with electrophiles immediately after their formation. Preparation
of arylmetal compounds (I) comprises deprotonation of aromatic compounds which possess a hydrogen atom in o-position to a halogen atom or
trifluoromethoxy group, with a suitable base or using a halogen-metal exchange of halogenated aromatic compounds with a suitable metallation
reagent followed by treatment with electrophiles. (I) are prepared in a continuous flow reactor.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Arylmetallverbindungen durch Deprotonierung von Aromaten, die ein Wasserstoffatom
in ortho-Position zu einem Halogenatom oder einer Trifluormethoxy-Gruppe aufweisen, mit einer geeigneten Base oder durch Halogen-Metall-
Austausch von Halogenaromaten mit einem geeigneten Metallierungsreagenz und deren Umsetzung mit Elektrophilen, dadurch gekennzeichnet,
daß man die Arylmetallverbindungen in einem Durchfluß-Reaktor herstellt.
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